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Abstract (en)
Thermal regulation of individual electrolysis cells for the production of aluminium comprises directly measuring the temperature of the bath at regular
time intervals and modifying the distance between the anode and the metal as a function of the measured values of the resistance R of the cell
w.r.t. a consigned resistance (Ro). During each cycle of thermal regulation of duration (Tr) corresponding to a working sequence incorporated in
the duration (T) of the work cycle of the cell the following steps are taken: (a) at least one measurement of the bath temperature (θ ) is effected;
(b) from the n latest measures a corrected average temperature (θ mc) representative of the medium state of the cell assembly and free from the
variations in the time and space due to the periodic operations of exploitation is determined; (c) an additional resistance (RTH) is determined, this
may be positive or negative and comprises two terms: (i) a prior correction term (RTHa), calculated in a manner to neutralise by anticipation the
irregular but known and quantified perturbations such as the addition of solids to the bath; and (ii) a posterior correction term (RTHb), calculated as
a function of the corrected average temperature (θ mc) and a consigned temperature (θ o); and (d) the additional resistance (RTH) is then applied to
the consigned resistance (Ro) of the cell in order to maintain or correct the temperature of the cell.

Abstract (fr)
Le procédé selon l'invention apporte une solution au problème de la régulation thermique individuelle des cuves d'électrolyse. Il consiste à agir sur
la température de la cuve par l'intermédiaire de la résistance de consigne Ro, qui est modulée de manière à corriger la température à la fois par
anticipation et par contre-réaction. D'une part, la correction par anticipation, dite "a priori", tient compte des perturbations connues et quantifiées
et permet d'en compenser par avance les effets sur la température de la cuve. D'autre part, la correction par contre-réaction, dite "a posteriori",
consiste, à partir de la mesure directe et à intervalles de temps réguliers de la température du bain d'électrolyse, à déterminer une température
moyenne corrigée en fonction des opérations périodiques d'exploitation, et à en compenser les variations et les écarts par rapport à la température
de consigne. Les corrections sont effectuées par l'ajustement régulier d'une valeur dite de résistance additionnelle, positive ou négative, ajoutée à la
résistance Ro de consigne de la cuve. De préférence, la correction par contre-réaction agit de telle sorte que si la température moyenne corrigée du
bain est inférieure à la température de consigne, on augmente cette résistance additionnelle en conséquence, si la température moyenne corrigée
du bain est en voie de diminution, on augmente également cette résistance additionnelle en conséquence, si cette température moyenne corrigée
est supérieure à la température de consigne, on diminue cette résistance additionnelle en conséquence et si cette température moyenne corrigée
est en voie d'augmentation, on diminue également cette résistance additionnelle en conséquence. <IMAGE>

IPC 1-7
C25C 3/20

IPC 8 full level
C25C 3/20 (2006.01)

CPC (source: EP US)
C25C 3/20 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [A] FR 2307059 A1 19761105 - NORSK HYDRO AS [NO], et al
• [A] EP 0195142 A1 19860924 - ALCAN INT LTD [CA]
• [X] DATABASE WPI Section Ch Week 8617, Derwent World Patents Index; Class M28, AN 86-112158, XP002031928

Designated contracting state (EPC)
ES FR GB

DOCDB simple family (publication)
FR 2753727 A1 19980327; FR 2753727 B1 19981023; AU 3920097 A 19980402; AU 717983 B2 20000406; BR 9704860 A 19981229;
BR 9704860 B1 20090113; CA 2215186 A1 19980325; CA 2215186 C 20030128; EG 20880 A 20000531; EP 0834601 A1 19980408;
EP 0834601 B1 20000426; ES 2146967 T3 20000816; IN 192036 B 20040214; NO 317403 B1 20041025; NO 974304 D0 19970918;
NO 974304 L 19980326; NZ 328743 A 19990128; US 5882499 A 19990316; ZA 978544 B 19980511

DOCDB simple family (application)
FR 9611962 A 19960925; AU 3920097 A 19970924; BR 9704860 A 19970924; CA 2215186 A 19970922; EG 97097 A 19970920;
EP 97420174 A 19970924; ES 97420174 T 19970924; IN 1691CA1997 A 19970915; NO 974304 A 19970918; NZ 32874397 A 19970915;
US 93305797 A 19970918; ZA 978544 A 19970923

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0834601A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP97420174&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19950101&symbol=C25C0003200000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=C25C0003200000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C25C3/20

